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Nanoczagstki tlenku grafenu 3D do zasiewania chmur: Patent US
2022/0002159 Al

Niniejszy wynalazek dostarcza czastke nukleujagca lod do
zasiewu chmur i innych zastosowan, zdolng do inicjowania
nukleacji lodu w temperaturze -8 stopni C. Ponadto liczba
czgstek nukleujacych 16d rosnie w sposob ciggty i gwattowny
wraz z obnizaniem sie temperatury. Czgstka nukleujgca 16d
wedtug niniejszego wynalazku jest porowatym nanostrukturalnym
kompozytem tréojwymiarowego zredukowanego tlenku grafenu 1
nanoczastek dwutlenku krzemu (PrGO-SN). Niniejszy wynalazek
dostarcza roéwniez proces syntezy PrGO-SN.
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